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セーレンKST株式会社

フォトニクスによるニュービジネス

― 繊維製造業がフォトニクスベンチャー企業を
立ち上げ、東証一部企業グループに参画するまで －

代表取締役社長 川﨑正寛

2021年2月18日

マイクロ固体フォトニクス研究会

第12回レーザー学会「ユビキタス・パワーレーザー」専門委員会発表資料
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会社概要

会社名 : セーレンKST株式会社

代表者 : 代表取締役 川﨑正寛

設立年月日 : 1998年5月15日

資本金 : ¥800,000,000

所在地 : 福井本社／ 東京事務所

関連会社 : セーレン株式会社【3569】

社員 : 約50名

Tokyo 

Office

Head Quarter / Fab.
JAPAN
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創業時の社名の由来

KST World Corp.(JP)
Kawasaki Semiconductor Technology World
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KST America Corp.(US) close

San Jose (CA)

Tempe (AZ)

KST Taiwan Corp.(TW) close

日商川崎半導體科技股份有限公司

高雄市
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Kawasaki Semiconductor Technology America



沿革
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1998年 5月 ケイ・エス・ティ・ワールド株式会社設立

1999年 1月 最先端クリーンルーム（クラス10）完成

1999年 5月 PLC/AWG向け厚膜熱酸化膜加工開始

2004年 7月 経済産業省「地域新生コンソーシアム研究開発事業」採択

2005年 11月 ISO9001：2000認証取得

2010年 7月 SOIウェーハの製造販売開始

2017年 11月 ISO9001：2015 ISO14001：2015認証取得

2019年 2月 セーレングループに参画

2020年 7月 セーレンKST株式会社に社名変更



セーレンの紹介【3569】
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□ 創 業 明治22年（1889年）

□ 資 本 金 175億2,025万円 （2020年3月末現在）

□ 事業内容 繊維製品の企画製造販売

□ 従 業 員 （連結） 6,532人 （2020年3月末現在）

□ 売 上 高 （連結） 1,202億円 （2020年3月期）

□ 関連会社 （国内） 18  社 （連結 12社）

（海外） 15  社 （連結 14社）

セーレンの概要
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セーレン連結業績の概要（2020年3月期）

売上高合計: 1,202 億円

車輌資材

58.0%ハイファッション

20.5%

9.0%

環境・生活資材
ﾒﾃﾞｨｶﾙ

6.9%

その他 0.7%

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

4.9%

＜連結セグメント別売上高・構成比＞
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Instrument Panel

ファブリック, 合成皮革（Quole）, 

本革（LuxNova), 高機能シート

Comfortable Seat Fabric

Door Panel

Airbag （運転席・助手席・カーテン）
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セーレン 車輌資材
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北陸新幹線の「グランクラス」に、セーレン製品が採用！

● シート表皮材「革を超える新素材 neosofeel QUOLE®」と、デッキ用加飾パネルが

北陸新幹線のグランクラスに採用。

● 当社独自のビスコテックスシステムを駆使し、新型車両エントランスの高級感を演出

グランクラスデッキ
当社加飾パネル採用

加賀友禅で四季を表現したデザイン
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導電パターンファブリック

・高い導電性､絶縁性
・パターン精度
・屈曲耐久性

マイクロメッシュ

・スピーカ部の防塵､防滴

モノフィラ（KBS）

ゲーム機

セーレン エレクトロニクス モバイル用途

通音防水膜

・透湿防水技術
・音響技術

防水スマートフォン

タブレットPC

極薄･高導電テープ

・優れたグランド性

スマホ・タブレットPC

【コア技術】繊維と金属の複合 (導電＋軽量、柔軟､フレキシブル)
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トリプレックス（大口径）拡大写真
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【コア技術】 編織技術
人工血管

カテーテル

ステント

グラシル（透析用）

拡大写真

セーレン メディカル 人工血管
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パップ材基布

逆浸透膜スペーサー部材（海水淡水化用）

【コア技術】 高い伸縮性、肌に馴染みやすい

【コア技術】芯鞘構造原糸（熱融着性､硬度調整性､形態安定性等）

®

絆創膏基布

ウレタンスパンボンド

ＫＢセーレン 医療･メディカル製品
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• 福井の地場産業「繊維」から「半導体」

• ＫＳＴ創業のきっかけは海外、コア技術の
きっかけも海外

• 国内外に新会社設立

• 大手ＶＣから資金調達

• 国内外でＩＰＯを目指す

• 東証一部企業グループに参画
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繊維製造業がフォトニクスベンチャー企業を立ち上げる
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繊維産業のサプライチェーン
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繊維事業者数の推移
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昭和25年創業の川﨑産業株式会社の社内ベンチャーから生まれる。
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KST設立のきっかけ－ どうして繊維から半導体に？ －

1990年代、川﨑産業は繊維事業の差別化を模索していた。(脱繊維や脱衣料を目指す。)

１）川上：

１－１）Ｋ社以外の国内大手繊維メーカーや海外大手繊維メーカーと複合繊維共同開発提案。

「新しい物性の糸を作るために、共同開発も飛び込み営業！」

１－２）(脱衣料)Ｈ製薬モーラス向事業開始。

１－３）(脱衣料)土で分解する生分解性繊維開発販売。

SEIREN KST Confidential



18

２）川下

２－１） 礼服・喪服(Black Formal)

大手アパレルメーカー向のテキスタイル販売のみならず、自社設計企画＋中国縫製のアパレル事
業で有名百貨店や有名スーパーマーケット向けに「製品全量買取＋返品無し」の新ビジネスモデル
構築。有名デザイナーと共同企画。抗菌防臭素材の開発等でテキスタイル国内シェア6％獲得。

２－２）台湾繊維問屋向け直取引輸出を福井県で最初に始める。

「台北市内の問屋街で大きなスーツケースを2個持って、連日飛び込み営業」

２－３）JRや私鉄・地下鉄向け車両洗浄用洗剤。
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３）脱繊維：

３－１）物流会社設立

当時、新規参入は絶対認めない地元協会

３－２）政府系金融機関の紹介で食品進出

繊維工場跡地に高級原木椎茸工場。仕入栽培販売。
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起業のきっかけは？ 繊維の貿易から太陽電池材料貿易

繊維製造業の川﨑産業は、
繊維のグローバル化を目指し、
繊維原料や製品の貿易を
商社を使わず直接行った。
<US・EU・台湾・韓国>

その時、太陽電池の材料である
シリコンインゴットの貿易を行い、
アメリカ・シリコンバレーエリアの
シリコンウェーハ成膜ビジネスと出会う。
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日本のシリコン基板の生産推移
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KST WORLD と KST AMERCAを設立する

• 1998年KST WORLD設立(日本)

１）300mm熱酸化膜加工 (Intel量産:2001年～)

２）クラス10クリーンルーム

３）日本・アジア初のシリコンウェーハ成膜

専業メーカー

• 1999年KST AMERICA設立(California州, Arizona州)
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福井にアメリカ人や半導体工場建設経験者が集合
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アメリカ人と一緒に工場建設、製造、管理、販売、販売促進の仕事を連日昼夜行う。

日本全国から半導体プロセスエンジニアや半導体工場建設経験者をリクルート。
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シリコンバレーで起業家や投資家との出会い
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創業期

• 創業翌年の1999年、SFで「KST America」設立。その後SJへ移転。

US企業からの依頼が「膜厚15μmの厚膜熱酸化膜」。

• 最初は全く出来ず、「社長止めましょう！」との声の連続。

そして出来上がった数枚をお客様に持参したところ、量産の依頼。

展示会に出展した方が良いとお客様の方からアドバイスを受ける。

• USの光通信展示会OFCに出展したところ、世界中の大手メーカーが多数来られ、

すぐ商談が始まった。

• IntelからCanada出張中の私に電話。Waferではなく会社を買いたいと言ってきた。
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火炎堆積法(FHD法)

CVD法

高圧酸化法

熱酸化法

厚膜熱酸化膜をKSTに要望したお客様は頭を抱えていた

反り

屈折率

不純物

熱酸化膜の膜厚を
厚く出来ない！！
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2000年頃の厚膜熱酸化膜のお客様
OFC初出展
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ノーテル・ショック：世界的通信バブルの破綻

2000年にはルーセントを抜いて売上高で世界最大の通信機器企業となり、

カナダの全上場企業の時価総額を合計した内の1/3を占めるまでになったが、

2001年のITバブル崩壊とともに経営が悪化。

SEIREN KST Confidential



29

大手投資会社から投資を受け、ＩＰＯを目指す。

• 2001年、KSTは、光部品基板を製造販売するメーカーとして

国内外大手VCから多額の投資を受け、上場を目指す。

• 2005年の黒字化を期に更に投資を受け、上場準備を始めた。

• 国内IPOか？海外IPOか？
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セーレングループに参画するかどうか？

• 欧米海外大手企業TOPと商談中に・・・

• 人材不足と知名度

• 生産拡大

• 米中の動き
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セーレンKSTの組織図

代表取締役社長

経営企画部 品質保証部管理部

WAFER営業部 製造部技術部OPTO事業部 業務部
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セーレンKSTの事業内容

 半導体WAFERプロセスサービス

• WAFER成膜加工サービス

• 光通信用 パワー用厚膜熱酸化膜付ウェーハ

• Siウェーハ、(SiC、GaN、LT/LN、他)

• SOI ウェーハ、キャビティSOIウェーハ

 OPTO事業製品

• スマートグラス用 光学エンジン

• HUD用 光学エンジン

33
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半導体プロセスサービス

Film type Thickness 4 5 6 8 12

Thermal oxide films 20 nm ～ 2 um ● ● ● ● ●

Ultra thin thermal oxide ～ 20 um ● ● ● ●

PE-CVD TEOS 100 nm ～ 1500 nm ● ● ● ●

LP-CVD  SiN 50 nm ～ 300 nm ● ● ● ● ●

PE-CVD  SiN 100 nm ～ 1200 nm ● ● ● ● ●

BPSG/PSG ● ● ● ●

Poly-Si (Non-Dope) 50 nm ～ 500 nm ● ● ● ● ●

AP-CVD Oxide 100 nm ～ 800 nm ● ● ● ●

EPI 1 um ～ 20 um ● ●

Al 100 nm ～ 500 nm ●

Al-Si 100 nm ～ 500 nm ● ● ●

Al-Si-Cu 100 nm ～ 500 nm ● ●

Al-Cu 100 nm ～ 500 nm ● ●

Ti 100 nm ～ 500 nm ● ● ● ● ●

TiN 100 nm ～ 500 nm ● ● ● ● ●

Ta 100 nm ～ 500 nm ● ●

TaN 100 nm ～ 500 nm ●

W-Si (CVD) 100 nm ～ 500 nm ● ● ● ●

Cu 100 nm ～ 500 nm ● ●

Resist 100 nm ～ 3000 nm ● ● ● ● ●

Pattern processing ● ●

Ion implantation ● ● ● ● ●

Polyimide ● ● ●

SOG ● ● ●
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セーレンKSTの独自技術
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• 半導体業界では薄膜化が常識な中、

逆の超厚膜化に挑戦！

• 結果、膜厚15μm・20μm～の

超厚膜熱酸化膜量産化に成功

(４・6・8・１２インチSiウェーハ）

• 光通信PLC/AWG市場で世界シェア８０%

※1μm = 0.001mm
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光通信用 厚膜熱酸化膜付ウェーハ
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サイズ ウェーハ厚み 熱酸化膜厚

4インチ 525um 1mm 15um 20um

6インチ 625um 675um 1mm 15um 20um

8インチ 725um 15um 20um

12インチ 775um 15um
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X (mm)

Y
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N Layer #1 @ 1550 nm:   (TE)

0 2 4 6 8 10 12

Average = 1.445785     

Median  = 1.445786     

Std. Dev  = .000013     

Q. Range = .000020     

Minimum = 1.445760     

10 % = 1.445762     

Maximum = 1.445803

90 % = 1.445802

No of Obs (%)

JGS011100234-0 SLOT 23

02-01-02 04:42

1.445760 - 1.445764

1.445764 - 1.445767

1.445767 - 1.445771

1.445771 - 1.445774

1.445774 - 1.445778

1.445778 - 1.445782

1.445782 - 1.445785

1.445785 - 1.445789

1.445789 - 1.445792

1.445792 - 1.445796

1.445796 - 1.445799

1.445799 - 1.445803

Index Of Refraction (1550nm) : TE

● 表面粗さ:  Ra=0.12nm (AFM)

Under cladding Wafer
Up to 20μm thermal oxide

SiO2 (20um)

Si

GeSiO2

SiO2

Si



Thermally controlled AWG

NTTエレクトロニクス株式会社 提供

PLC（Planer Lightwave Circuit）平面光回路

SEIREN KST Confidential
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Mold マイクロレンズアレイ、マイクロバンプ

堅くて丈夫な厚い熱酸化膜はナノインプリントの型として使うことができます。
RF-IPD、マイクロレンズアレイ、マイクロバンプなど、様々な分野に応用されて
います。

SEIREN KST Confidential
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SOIウェーハ
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BOX Layer SiO2 ～20um

Device Layer 

Handle Layer 

SOI Wafer and Thick BOX SOI Wafer

Cavity SOI Wafer

BOX Cavity Type Handle Cavity Type Direct Bond Cavity Type

対応サイズ : φ4” φ6” φ8”

活性層膜厚 : 100nm ～ 200μm

BOX層厚 : 最大 20μm

Cavity SOIとは、SOIの製造過程でパターン加工を施した全く新しいタイプ
のSOIウェーハです。内部にパターンを作り込むことで、お客様の製造工数
を大幅に削減いたします。
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SOIウェーハのラインナップ
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スイッチ

MEMS

センサー
マイクロディスプレイ

超高電圧パワーデバイスシリコン

フォトニクス

KSTspec

幅広い用途にKST製のSOI
ウェーハが用いられています
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厚BOX-ＳＯＩや厚膜熱酸化膜の潜在市場

【光部品市場、MEMS市場、パワー半導体市場、他】

車載用光回路開発

新型インバータ開発

メディカルMEMS（Micro流路）

Silicon Photonics

SEIREN KST Confidential
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・駆動回路
・バッテリー

光学エンジン
・RGBレーザー
・光導波路
・MEMSミラー

レーザービーム

ホログラフィック反射板

セーレンKSTの光学エンジン

SEIREN KST Confidential

⇒ 網膜走査型ディスプレイに最適な光学エンジンを提供



コア技術

• 半導体プロセスを用いた独自の光導波路カプラースイッチ

• RGBの光は光軸が完全に一致した一つのビームに結合されます

Blue

Green

Combined beam

Coupler 3

Coupler 2

Coupler 1

Red

Waveguide
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RGB合波器の光の動き

• 青はCoupler1で半分の光が中央へ乗移り Coupler2で中央に結合されます

• 緑はCoupler1で左に乗移り Coupler2で中央に戻ります

• 赤はCoupler3で中央に乗移り Coupler2で左に乗移った後、中央に戻ります

RED

(c)

Red

GREEN

(b)

Green

BLUE

(a)

Blue
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光導波路型のメリット

従来の方式 光導波路

・部品点数が少ない ・光軸合わせが少ない

・小型、軽量 ・信頼性が高い

Green

Red Blue

LD Lens Mirror Lens

Blue
Green

Combined beam

Coupler 3

Coupler 2

Coupler 1

Red

Waveguide
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RGBレーザーモジュール RGBレーザースキャナー

RGBレーザーモジュールとレーザースキャナー

2.5mm

5mm

0.5mm

RGBコンバイナー (光導波路)

RGB-LD

Si基板

MEMSミラー

コリメーターレンズ

サブマウント
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• 光源 : レーザー 高効率

• RGBコンバイナー : 光導波路 小型・軽量で振動に強い

• フォーカス : ヒトの網膜 自然なAR、目が疲れない
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KST’s Concept model  

理想的なスマートグラスとは

KST’s Concept model  

好きなメガネを自由に選べる

ちゃんと折りたためる

透明なレンズがつかえる

軽くて使いやすい

視界を遮らない

自然なARで目が疲れない

屋外でも使える



KST North MicrosoftSumitomo

他社製品との比較
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車載アプリケーション HUD、バーチャルAピラー

SEIREN KST Confidential

- Safety information

- GPS

- Entertainment

- Outside image on A-pillar
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コンチネンタルが描く未来の運転席 コックピットビジョン



その他のアプリケーション

Medical aid Lidar (RGB + infrared)

Pico projector Amusement
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2020年12月10日、オンラインで開催されたThe 27th International Display Workshops（IDW’20）にて、
福井大学産学官連携本部特命助教中尾慧氏が「A Compact RGB Scanning Projector for Wearable Displays 
and Smart Glasses」というタイトルで発表しました。

The 27th International Display Workshops（IDW’20）にて

Best Paper Awardを受賞しました

中尾特命助教の研究グループでは、光をガイドする光導波路間の乗り移りを利用した合波器とMEMSミ

ラーを集積した超小型光学エンジンを確立しました。この技術はスマートグラスといったウェアラブル
ディスプレイの基幹部品としての応用が期待されています。

http://www.hisac.u-fukui.ac.jp/report/entry-918.html

https://www.u-fukui.ac.jp/en-news/64115/

SEIREN KST Confidential

http://www.hisac.u-fukui.ac.jp/report/entry-918.html
https://www.u-fukui.ac.jp/en-news/64115/
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Free Registration
Online Only
25 - 28 January 2021
Search Program:     Conference & Events    

Optical Design Considerations for Scanning Displays

Date: Wednesday 27 January 2021LIVE EVENT
Time: 1:00 PM - 2:30 PM

This session will highlight the key technologies and solutions 
behind LBS that enable AR smart glasses, as well as more 
complex mixed reality HMD devices, including MEMS 
Micromirror scanners systems, laser diode modules, 
waveguides and LBS systems design, integration and 
manufacturing considerations.

Joe Kamei
Senior Managing Director
SEIREN KST Corp.

https://spie.org/PWPR/special-events/Special-Event?SSO=1#OPTOpre

SEIREN KST Confidential

https://spie.org/PWPR/special-events/Special-Event?SSO=1#OPTOpre


54

https://www.youtube.com/watch?v=qmkD5UELhAQ&feature=youtu.be

動画のご案内

SEIREN KST Confidential

https://www.youtube.com/watch?v=qmkD5UELhAQ&feature=youtu.be


55
SEIREN KST Confidential



56
SEIREN KST Confidential


